3.

REIVINDICACIONES

Una cubeta de lectura, que comprende:

un sustrato;

un primer conjunto de cebadores unido a una primera region sobre el
sustrato, incluyendo el primer conjunto de cebadores un primer cebador no
escindible y un segundo cebador escindible; y

un segundo conjunto de cebadores unido a una segunda region sobre el
sustrato, incluyendo el segundo conjunto de cebadores un primer cebador

escindible y un segundo cebador no escindible.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:
la primera regién incluye un material que tiene un primer grupo funcional; y
la segunda region incluye un material que tiene un segundo grupo funcional

que es diferente del primer grupo funcional.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacion 1, que comprende

ademas un hueco que separa el primer conjunto de cebadores del segundo conjunto

de cebadores.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:
A) el sustrato incluye depresiones separadas mediante regiones
intersticiales; y

cada una de las depresiones incluye:

la primera region ubicada en una primera porcion; y

la segunda region ubicada en una segunda porcion;

opcionalmente:



i) que comprende ademas un hueco que separa la primera region de la
segunda region; y/o
ii) en donde la primera regién y la segunda region se solapan
parcialmente; y/o
iii) en donde las porciones primera y segunda tienen profundidades
diferentes; y/o
iv) en donde las regiones primera y segunda son bloques diferentes de
un copolimero en bloques;
o]
B)
el sustrato incluye depresiones separadas mediante regiones intersticiales;
cada una de las depresiones incluye la primera region; y
la segunda region esta ubicada sobre al menos algunas de las regiones

intersticiales.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:
la primera region incluye un primer polimero y el primer conjunto de
cebadores se injerta en el primer polimero; y
la segunda region incluye un segundo polimero y el segundo conjunto de
cebadores se injerta en el segundo polimero;
opcionalmente en donde:
i) la cubeta de lectura comprende ademas un revestimiento protector
sobre el primer conjunto de cebadores y sobre el primer polimero; y/o
ii) el primer polimero es una primera capa sobre el sustrato;
el segundo polimero es una segunda capa sobre la primera capa;
la cubeta de lectura comprende ademas:

una resina de pasivacion sobre la segunda capa; y



caracteristicas definidas en la resina de pasivacion, el segundo
polimero y el primer polimero; y
cada uno de los conjuntos de cebadores primero y segundo se expone

en cada una de las caracteristicas.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:

el sustrato incluye depresiones separadas mediante regiones intersticiales;
cada una de las depresiones incluye:

una primera porcion donde se ubica la primera region; y

una segunda porcion; y

la cubeta de lectura comprende ademas una perla ubicada en la segunda

porcién, en donde la segunda region esta en una superficie de la perla.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:
i) el primer cebador escindible incluye un primer sitio de escision, el segundo
cebador escindible incluye un segundo sitio de escision y los sitios de
escision primero y segundo son de un tipo idéntico; opcionalmente en donde:
cada uno del primer cebador no escindible, el segundo cebador escindible,
el primer cebador escindible y el segundo cebador escindible incluyen un
conector respectivo;
el primer sitio de escision del primer cebador escindible se ubica a lo largo
de su conector; y
el segundo sitio de escision del segundo cebador escindible se ubica a lo
largo de su conector;
o]
ii) el primer cebador escindible incluye un primer sitio de escisién, el segundo

cebador escindible incluye un segundo sitio de escision y los sitios de



escision primero y segundo son de un tipo diferente; opcionalmente en donde
cada uno del primer cebador no escindible, el segundo cebador escindible,
el primer cebador escindible y el segundo cebador escindible incluyen un
conector respectivo;
el primer sitio de escision del primer cebador escindible se ubica a lo largo
de su conector; y
el segundo sitio de escisidn del segundo cebador escindible se ubica a lo

largo de su conector.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 1, en donde:

el primer conjunto de cebadores esta unido a una primera estructura de
soporte;

la primera region es un primer sitio de captura que esta unido a la primea
estructura de soporte;

el segundo conjunto de cebadores esta unido a una segunda estructura de
soporte que es diferente de la primera estructura de soporte; y

la segunda regidn es un segundo sitio de captura que esta unido a la segunda

estructura de soporte.

Una cubeta de lectura, que comprende:

un primer sustrato;

un primer conjunto de cebadores unido al primer sustrato, incluyendo el
primer conjunto de cebadores un primer cebador no escindible y un segundo
cebador escindible;

un segundo sustrato opuesto al primer sustrato; y

un segundo conjunto de cebadores unido al segundo sustrato, incluyendo el

segundo conjunto de cebadores un primer cebador escindible y un segundo
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11.

12.

cebador no escindible.

Un kit, que comprende:

una cubeta de lectura que incluye:

un sustrato que incluye depresiones separadas mediante regiones
intersticiales;

una primera capa de polimero en cada una de las depresiones, en donde
algunos grupos funcionales de la primera capa de polimero estan cubiertos;
un primer conjunto de cebadores unido a otros grupos funcionales de la
primera capa de polimero en cada una de las depresiones; y

una segunda capa de polimero sobre las regiones intersticiales; y

un fluido de cebado que incluye:

un vehiculo fluido; y

un segundo conjunto de cebadores que es diferente del primer conjunto de

cebadores.

El kit como se define en la reivindicacién 10, en donde:

el primer conjunto de cebadores incluye un primer cebador no escindible y un
segundo cebador escindible; y

el segundo conjunto de cebadores incluye un primer cebador escindible y un

segundo cebador no escindible.

Un método, que comprende:

introducir un fluido plantilla a una cubeta de lectura que incluye:

un sustrato que incluye depresiones separadas mediante regiones
intersticiales;

una primera capa de polimero en cada una de las depresiones, en donde
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algunos grupos funcionales expuestos de la primera capa de polimero estan
cubiertos;

un primer conjunto de cebadores unido a la primera capa de polimero en
cada una de las depresiones, incluyendo el primer conjunto de cebadores un
primer cebador escindible y un segundo cebador no escindible;

y

una segunda capa de polimero sobre las regiones intersticiales;

por lo que una plantilla del fluido plantilla se amplifica para formar un grupo
en al menos algunas de las depresiones;

introducir un fluido de cebado, que incluye un primer cebador no escindible y
un segundo cebador escindible, a la cubeta de lectura, por lo que el primer
cebador no escindible y el segundo cebador escindible se injertan en la
segunda capa de polimero; e

iniciar la amplificacion en puente desde el grupo al primer cebador no
escindible y un segundo cebador escindible, formando asi un segundo grupo

sobre al menos algunas de las regiones intersticiales.

Un método, que comprende:

introducir un fluido plantilla a una cubeta de lectura que incluye:

un sustrato que incluye depresiones separadas mediante regiones
intersticiales;

una primera capa de polimero en cada una de las depresiones;

un primer conjunto de cebadores unido a la primera capa de polimero,
incluyendo el primer conjunto de cebadores un primer cebador escindible y
un segundo cebador no escindible;

una capa de revestimiento protector opcional sobre la primera capa de

polimero y sobre el primer conjunto de cebadores;
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una segunda capa de polimero sobre las regiones intersticiales; y

un segundo conjunto de cebadores unido a la segunda capa de polimero,
incluyendo el segundo conjunto de cebadores un primer cebador no
escindible y un segundo cebador escindible;

por lo que una plantilla del fluido plantilla se amplifica para formar un grupo
en al menos algunas de las depresiones y sobre al menos algunas de las
regiones intersticiales; y

escindir el primer cebador escindible y el segundo cebador escindible.

Una cubeta de lectura, que comprende:

un soporte;

una resina modelada sobre el soporte, incluyendo la resina modelada
primeras depresiones y segundas depresiones separadas mediante regiones
intersticiales, teniendo las primeras depresiones dimensiones de abertura
mas pequeinas que las segundas depresiones;

un primer conjunto de cebadores unido en al menos algunas de las primeras
depresiones; y

una perla funcionalizada colocada respectivamente en al menos algunas de
las segundas depresiones, incluyendo la perla funcionalizada un segundo
conjunto de cebadores unido a una superficie de una estructura primaria, en
donde el segundo conjunto de cebadores es diferente del primer conjunto de

cebadores.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 14, en donde:
a) la estructura primaria de la perla funcionalizada se selecciona del grupo
que consiste en dioxido de silicio, un material superparamagnético,

poliestireno y un acrilato; y/o
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b) la resina modelada se selecciona del grupo que consiste en una resina
basada en resina de silsesquioxano oligomérica poliédrica (POSS), una
resina epoxidica, una resina de poli(etilenglicol), una resina de poliéter, una
resina acrilica, una resina de acrilato, una resina de metacrilato y
combinaciones de las mismas; y/o
c) la cubeta de lectura comprende ademas un polimero en las primeras
depresiones y en las segundas depresiones, y en donde el primer conjunto
de cebadores esta unido al polimero en al menos algunas de las primeras
depresiones; opcionalmente en donde:
i) la perla funcionalizada se coloca sobre el polimero en al menos
algunas de las segundas depresiones; 0
ii) el primer conjunto de cebadores también esta unido al polimero en al
menos algunas de las segundas depresiones; y
la perla funcionalizada se coloca sobre el primer conjunto de cebadores
en al menos algunas de las segundas depresiones;
y/o
d) el primer conjunto de cebadores incluye un primer cebador y un segundo
cebador modificado con uracilo; y el segundo conjunto de cebadores incluye

un primer cebador modificado con uracilo y un segundo cebador.

Una cubeta de lectura, que comprende:

un soporte;

una resina modelada sobre el soporte, incluyendo el resina modelada
depresiones separadas mediante regiones intersticiales;

un primer conjunto de cebadores unido a al menos algunas de las
depresiones; y

una perla funcionalizada colocada en al menos algunas de las depresiones
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de modo que al menos algunos cebadores del primer conjunto de cebadores
estan expuestos, incluyendo la perla funcionalizada un segundo conjunto de
cebadores unido a una superficie de una estructura primaria, en donde el
segundo conjunto de cebadores es diferente del primer conjunto de

cebadores.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 16, en donde:

a) cada una de las depresiones incluye una primera porciéon con una primera
dimension de abertura que es mayor o igual a un diametro de la perla
funcionalizada, y una segunda porcion con una segunda dimension de
abertura que es mas pequefa que el diametro de la perla funcionalizada; y
la perla funcionalizada esta colocada en la primera porcion de cada una de
las al menos algunas de las depresiones; y/o

b) la estructura primaria de la perla funcionalizada se selecciona del grupo
que consiste en dioxido de silicio, un material superparamagnético,
poliestireno y un acrilato; y/o

c) la resina modelada se selecciona del grupo que consiste en una resina
basada en resina de silsesquioxano oligomérica poliédrica (POSS), una
resina epoxidica, una resina de poli(etilenglicol), una resina de poliéter, una
resina acrilica, una resina de acrilato, una resina de metacrilato y
combinaciones de las mismas; y/o

d) la cubeta de lectura comprende ademas un polimero en las depresiones;
opcionalmente en donde el primer conjunto de cebadores esta unido a una
porcién del polimero desocupada por la perla funcionalizada, opcionalmente
ademas en donde:

el primer conjunto de cebadores esta unido al polimero en las depresiones;

y
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la perla funcionalizada esta colocada sobre algunos otros cebadores del

primer conjunto de cebadores.

Un método, que comprende:
aplicar selectivamente un polimero en depresiones de una resina modelada
sobre un soporte;
injertar un primer conjunto de cebadores al polimero en al menos algunas de
las depresiones; y
antes o después de injertar el primer conjunto de cebadores, depositar perlas
funcionalizadas
i) en una porcién de cada una de las al menos algunas de las depresiones,
o]
i) en segundas depresiones que tienen dimensiones de abertura mas
grandes que las al menos algunas de las depresiones,
incluyendo las perlas funcionalizadas un segundo conjunto de cebadores
unido a una superficie de una estructura primaria, en donde el primer y el

segundo conjunto de cebadores son diferentes.

El método como se define en la reivindicacion 18, en donde:

i) antes de depositar las perlas funcionalizadas, el método comprende
ademas formar las perlas funcionalizadas mediante la uniéon del segundo
conjunto de cebadores a la estructura primaria; y/o

ii) la porcién de cada una de las al menos algunas de las depresiones tiene
una dimension de abertura que es mayor o igual a un diametro de cada una
de las perlas funcionalizadas; las al menos algunas de las depresiones
incluyen una segunda porcion interconectada con la porcion, donde la

segunda porcion tiene una segunda dimension de abertura que es menor que
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el didmetro de cada una de las perlas funcionalizadas; y las perlas
funcionalizadas se autoensamblan en la porcion de cada una de al menos
algunas de las depresiones mediante exclusion por tamafio; y/o

iii) antes de aplicar selectivamente el polimero, el método comprende
ademas formar la resina modelada sobre el soporte mediante: el depésito de
una resina sobre el soporte; y el modelado de la resina usando litografia de

nanoimpresion.

Una cubeta de lectura, que comprende:

un soporte;

una resina modelada sobre el soporte, incluyendo el resina modelada
depresiones separadas mediante regiones intersticiales;

un copolimero en bloques sobre la resina modelada en las depresiones,
teniendo cada bloque del copolimero en bloques un grupo funcional
especifico de bloque que es diferente del grupo funcional especifico de
bloque de cada otro bloque del copolimero en bloques; y

un cebador unido al grupo funcional especifico de bloque de al menos uno

de los bloques.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacion 20, en donde la

resina modelada se selecciona

del grupo que consiste en una resina basada en resina de silsesquioxano

oligomérica poliédrica (POSS), una resina epoxidica, una resina de

poli(etilenglicol), una resina de poliéter, una resina acrilica, una resina de

acrilato, una resina de metacrilato y combinaciones de las mismas;
opcionalmente:

en donde la resina modelada es la resina basada en POSS, y en donde la



resina basada en POSS es una resina epoxidica POSS reticulada;
opcionalmente ademas en donde:
i) el copolimero en bloques incluye:
un primer bloque que incluye un monoémero de acrilamida que tiene un
grupo amino como su grupo funcional especifico de bloque; y
un segundo bloque que incluye un monémero de azido acetamido pentil
acrilamida que tiene un grupo azido como su grupo funcional especifico
de bloque;

opcionalmente en donde el copolimero en bloques es:

O
N3

NH

NH.,
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n ! m

en donde R es hidrégeno o un grupo final de especies iniciadoras de

polimero, n varia de 1 a 10.000, y m varia de 1 a 10.000; o

ii) en donde el copolimero en bloques es:
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N3

en donde n varia de 1 a 10.000 y m varia de 1 a 10.000.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 20, en donde:

A) la resina modelada es un fluoropolimero amorfo, opcionalmente en donde

el copolimero en bloques incluye:
un primer bloque que incluye un mondmero que tiene un grupo
trifluorometilo como su grupo funcional especifico de bloque; y
un segundo bloque que incluye un monémero que tiene un grupo funcional
de injerto de cebador como su grupo funcional especifico de bloque;

o]

B) el copolimero en bloques incluye:
un primer bloque que incluye un monémero que tiene un grupo funcional
de injerto de cebador como su grupo funcional especifico de bloque; y
un segundo bloque que incluye un mondémero para ajustar un parametro
de interaccion para impulsar la separacion de fases del primer y segundo
bloque, opcionalmente en donde:

el grupo funcional de injerto de cebador es un grupo azido; y



el grupo funcional especifico de bloque del monémero del segundo
bloque se selecciona del grupo que consiste en un grupo amino, un
grupo alcohol, un grupo arilo y un grupo cargado;
0
C) el copolimero en bloques es un terpolimero que incluye un primer bloque,
un segundo bloque
y un tercer bloque;
el grupo funcional especifico de bloque del primer bloque esta unido a la
resina modelada;
el grupo funcional especifico de bloque del segundo bloque esta unido al
cebador; y
el grupo funcional especifico de bloque del tercer bloque esta unido a otro
cebador diferente al cebador, o0 a una enzima;
0
D) el copolimero en bloques es un terpolimero que incluye un primer bloque,
un segundo bloque y un tercer bloque;
el grupo funcional especifico de bloque del primer bloque esta unido a la
resina modelada;
el grupo funcional especifico de bloque del segundo bloque esta unido al
cebador; y
el grupo funcional especifico de bloque del tercer bloque afecta a una
energia libre de superficie del copolimero en bloques o afecta a la

estabilidad del copolimero en bloques.

23. La cubeta de lectura como se define en la reivindicacién 20, en donde:
i) las depresiones se seleccionan del grupo que consiste en pocillos y zanjas;

0]
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ii)
la resina modelada y el copolimero en bloques tienen una energia libre de
superficie dentro de un intervalo de aproximadamente 25 mN/m a

aproximadamente 50 mN/m.

Una cubeta de lectura, que comprende:

un soporte;

una resina basada en silsesquioxano poliédrico oligomérico (POSS)
modelado sobre el soporte, incluyendo la resina basada en POSS modelada
depresiones separadas mediante regiones intersticiales;

un copolimero en bloques segregado sobre la resina basada en POSS
modelada en las depresiones, en donde un bloque del copolimero en bloques
segregado tiene un grupo funcional unido a la resina basada en POSS
modelada y otro bloque del copolimero en bloques segregado tiene otro
grupo funcional; y

un cebador unido al otro grupo funcional.

La cubeta de lectura como se define en la reivindicacion 24, en donde el

copolimero en bloques segregado se selecciona del grupo que consiste en:

i)



N3
en donde n varia de 1 a 10.000 y m varia de 1 a 10.000; y
ii)
O

_NH

en donde R es hidrégeno o un grupo final de especies iniciadoras de

polimero, n varia de 1 a 10.000, y m varia de 1 a 10.000.

26. Un método, que comprende:
modelar una resina para formar una resina modelada que incluye
depresiones separadas mediante regiones intersticiales;

introducir una solucién que incluya un copolimero en bloques sobre la resina
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modelada, teniendo cada bloque del copolimero en bloques un grupo
funcional especifico de bloque que es diferente del grupo funcional especifico
de bloque de cada otro bloque del copolimero en bloques;

exponer la solucién al temple de vapor de disolvente, por lo que la fase de
copolimero en bloques se separa y se autoensambla en las depresiones; e
injertar un cebador al grupo funcional especifico de bloque de al menos uno

de los bloques.

El método como se define en la reivindicacion 26, en donde:

i) el modelado de la resina implica litografia de nanoimpresion; y/o

ii) la solucion que incluye el copolimero en bloques tiene un parametro de
interaccion Flory-Huggins que varia de aproximadamente 0,04 a
aproximadamente 0,30; y/o

iii) antes del injerto, el método comprende ademas exponer la resina
modelada, que incluye el copolimero en bloques separado por fases y

autoensamblado en las depresiones, a un proceso de curado.

Un método, que comprende:

aplicar una primera capa funcionalizada sobre un sustrato;

modelar la primera capa funcionalizada, formando asi una primera region
funcionalizada cubierta por una fotorresina;

aplicar una segunda capa funcionalizada sobre la fotorresina y porciones del
sustrato;

levantar la fotorresina y cualquiera de la segunda capa funcionalizada sobre
la misma; eliminar una porcion de la segunda capa funcionalizada, formando
asi una segunda region funcionalizada adyacente a la primera regién

funcionalizada; e
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unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o la
primera regién funcionalizada y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o la segunda regién funcionalizada, en donde
el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en la reivindicacion 28:

i) en donde la eliminacién implica:

aplicar una segunda fotorresina sobre la primera regién funcionalizada y una

segunda porcion de la segunda capa funcionalizada que se convertira en la

segunda region funcionalizada; y

grabar la porcion de la segunda capa funcionalizada; y/o

ii) en donde:
a) el sustrato incluye una resina sobre un soporte; la resina incluye
depresiones separadas mediante regiones intersticiales; la primera region
funcionalizada estad sobre una primera porcion de cada depresion; la
segunda capa funcionalizada esta sobre una segunda porcién de cada
depresion y sobre las regiones intersticiales; y la eliminacidn implica pulir
la segunda capa funcionalizada de las regiones intersticiales; o
b) el sustrato incluye una resina sobre un soporte; la resina incluye
depresiones de multiples niveles separadas mediante regiones
intersticiales; la primera regién funcionalizada esta en un primer nivel de
cada depresion de multiples niveles; y antes de aplicar la segunda capa
funcionalizada, el método comprende ademas: aplicar una capa de
sacrificio sobre la fotorresina y porciones de la resina; eliminar la capa de
sacrificio de las porciones de la resina; y eliminar una region de la resina

de la depresién con multiples capas para crear un area adyacente a la
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primera region funcionalizada; y la segunda capa funcionalizada se
aplica sobre la capa de sacrificio sobre la fotorresina, sobre el area y sobre

las regiones intersticiales.

Un método, que comprende:

aplicar una primera fotorresina sobre un sustrato de modo que se exponga
una primera porcion de sustrato;

aplicar una primera capa funcionalizada sobre la fotorresina y la primera
porcion del sustrato;

levantar la fotorresina y cualquiera de la primera capa funcionalizada sobre
la misma, formando asi una primera region funcionalizada sobre la primera
porcion de sustrato;

aplicar una segunda fotorresina sobre la primera regién funcionalizada y
sobre el sustrato de modo que quede expuesta una segunda porcion de
sustrato adyacente a la primera region funcionalizada;

aplicar una segunda capa funcionalizada sobre la segunda fotorresina y la
segunda porcion de sustrato;

levantar la segunda fotorresina y cualquiera de la segunda capa
funcionalizada sobre la misma, formando asi una segunda region
funcionalizada adyacente a la primera regién funcionalizada; y

unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o la
primera regién funcionalizada y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o la segunda regién funcionalizada, en donde
el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en la reivindicacion 28 o reivindicacion 30, en



donde:el método comprende ademas:

32.

depositar, respectivamente, una primera monocapa autoensamblada sobre
la primera region funcionalizada y una segunda monocapa autoensamblada
sobre la segunda region funcionalizada;

en donde la union del primer conjunto de cebadores incluye injertar un primer
cebador no escindible y un segundo cebador escindible a la primera
monocapa autoensamblada; y

en donde la union del segundo conjunto de cebador incluye injertar un primer
cebador escindible y un segundo cebador no escindible a la segunda

monocapa autoensamblada.

Un método, que comprende:

aplicar una primera capa funcionalizada sobre un sustrato que incluye zanjas
separadas mediante regiones intersticiales y una region de material de
sacrificio en una primera porcién de cada una de las zanjas;

modelar la primera capa funcionalizada, formando asi una primera region
funcionalizada cubierta mediante una fotorresina en una segunda porcién de
cada una de las zanjas;

eliminar la regidon de material de sacrificio para exponer la primera porcién de
cada una de las zanjas;

aplicar una segunda capa funcionalizada sobre las regiones intersticiales,
sobre la primera porcién y sobre la fotorresina;

levantar la fotorresina y cualquiera de la segunda capa funcionalizada sobre
la misma;

eliminar cualquiera de la segunda capa funcionalizada de las regiones
intersticiales, por lo que una segunda region funcionalizada permanece en la

primera porcion de cada una de las zanjas;
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aplicar una segunda fotorresina en un modelo de bandas separadas
espacialmente que son al menos sustancialmente perpendiculares a las
zanjas;

eliminar porciones de las primeras regiones funcionalizadas y las segundas
regiones funcionalizadas que estan expuestas entre las bandas separadas
espacialmente;

eliminar la segunda fotorresina; y

unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o las
primeras regiones funcionalizadas y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o las segundas regiones funcionalizadas, en
donde el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en la reivindicacion 32, en donde:

el sustrato incluye:

una segunda region de material de sacrificio en la segunda porcion de cada
una de las zanjas;
el sustrato, la region de material de sacrificio y la segunda regién de material
de sacrificio tienen diferentes velocidades de grabado; y
antes de aplicar la primera capa funcionalizada, el método comprende
ademas eliminar la segunda regién de material de sacrificio de la segunda
porcion de cada una de las zanjas;
opcionalmente en donde antes de eliminar la segunda region de material
de sacrificio, el método comprende ademas formar la regién de material
de sacrificio y la segunda region de material de sacrificio mediante:
aplicar un material de sacrificio sobre el sustrato que incluye las zanjas

separadas mediante las regiones intersticiales;



34.

eliminar una porcién del material de sacrificio de manera que una regién
del material de sacrificio permanezca directamente adyacente a cada
pared lateral de cada una de las zanjas;

aplicar un segundo material de sacrificio sobre el sustrato y sobre las
regiones de material de sacrificio;

eliminar una porcién del segundo material de sacrificio de manera que una
region del segundo material de sacrificio permanezca directamente
adyacente a cada una de las regiones de material de sacrificio; y

aplicar un material para llenar cualquier espacio entre las segundas
regiones de material de sacrificio;

opcionalmente ademas en donde:

el sustrato es un sustrato con multiples capas;

las zanjas se definen en una capa mas externa del sustrato con multiples
capas;y

el material y la capa mas externa son iguales.

Un método, que comprende:

aplicar un material de sacrificio al sustrato que incluye las depresiones
separadas mediante las primeras regiones intersticiales, en donde cada
depresion incluye una porcién profunda y una porcioén poco profunda definida
por una porcién escalonada, y en donde la capa de sacrificio llena
parcialmente la porcién profunda;

eliminar secuencialmente una porcion de la capa de sacrificio y una porcién
del sustrato para formar segundas regiones intersticiales que estan al menos
sustancialmente niveladas con una porcion restante de la capa de sacrificio
y para eliminar la porcion escalonada para formar un area préxima a la

porcién restante de la capa de sacrificio;
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aplicar una primera capa funcionalizada sobre las segundas regiones
intersticiales, la porcion restante de la capa de sacrificio y el area;

aplicar una fotorresina sobre la primera capa funcionalizada;

eliminar una porcién de la fotorresina y una porcién subyacente de la primera
capa funcionalizada de modo que la porcion restante de la capa de sacrificio
y las segundas regiones intersticiales quedan expuestas, y una porcion de la
primera capa funcionalizada que tiene una segunda porcion de la fotorresina
permanece sobre ella en el area;

eliminar la porcién restante de la capa de sacrificio de una segunda area
préxima a la porcion de la primera region funcionalizada;

aplicar una segunda capa funcionalizada al area, formando asi una segunda
region funcionalizada;

levantar la segunda porcion de la fotorresina, formando asi una primera
region funcionalizada; y

unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o la
primera regién funcionalizada y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o la segunda regién funcionalizada, en donde
el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en la reivindicacion 34, en donde:

la segunda capa funcionalizada también se aplica a la segunda porcion de la
fotorresina y las segundas regiones intersticiales;

una primera porcion de la segunda capa funcionalizada se elimina con la
segunda porcién de la fotorresina; y

el método comprende ademas pulir la segunda capa funcionalizada de las

segundas regiones intersticiales.
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Un método, que comprende:

imprimir un sustrato de multiples capas que incluye:

un soporte;

una primera capa funcionalizada sobre el soporte;

una segunda capa funcionalizada sobre la primera capa funcionalizada; y
una capa de pasivacion sobre la segunda capa funcionalizada;

formando asi caracteristicas separadas mediante regiones intersticiales de la
capa de pasivacion, en donde una region de cada una de las capas
funcionalizadas primera y segunda se expone en cada caracteristica;

unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o la
primera regién funcionalizada y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o la segunda regién funcionalizada, en donde
el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 28, 30,

32, 34 o0 36, en donde: la union del primer conjunto de cebadores implica:

i) injertar previamente un primer cebador no escindible y un segundo cebador
escindible a la primera capa funcionalizada antes de que la primera capa
funcionalizada se incorpore al sustrato con multiples capas; y

la union del segundo conjunto de cebadores implica injertar previamente un
primer cebador escindible y un segundo cebador no escindible a la segunda
capa funcionalizada antes de que la segunda capa funcionalizada se
incorpore al sustrato con multiples capas; o

ii) injertar un primer cebador no escindible y un segundo cebador escindible

a la primera region funcionalizada en cada depresion; y
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la union del segundo conjunto de cebadores implica injertar un primer
cebador escindible y un segundo cebador no escindible a la segunda region

funcionalizada en cada depresion.

Un método, que comprende:

imprimir una primera resina para formar una depresion que incluye una
porcién profunda y una porcién poco profunda definida por una porcion
escalonada, en donde la primera resina se coloca sobre una capa de
sacrificio que se coloca sobre una segunda resina;

grabar una primera porcion de la primera resina y una porcion de la capa de
sacrificio subyacente a la porcion profunda, exponiendo asi una porcién de la
segunda resina;

grabar la porcién escalonada, exponiendo asi una segunda porcion de la
capa de sacrificio;

aplicar una primera capa funcionalizada a la porcién de la segunda resina
para formar una primera region funcionalizada;

eliminar la segunda porcion de la capa de sacrificio, exponiendo asi una
segunda porcion de la segunda resina;

aplicar una segunda capa funcionalizada a la segunda porcion de la segunda
resina para formar una segunda region funcionalizada; y

unir un primer conjunto de cebadores a la primera capa funcionalizada o la
primera regién funcionalizada y un segundo conjunto de cebadores a la
segunda capa funcionalizada o la segunda regién funcionalizada, en donde
el primer conjunto de cebadores es diferente del segundo conjunto de

cebadores.

El método como se define en la reivindicacion 38, en donde:
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durante la aplicacién de la segunda capa funcionalizada, la segunda capa
funcionalizada se deposita sobre las regiones intersticiales que rodean la
depresion y no se deposita sobre la primera regidon funcionalizada; y

el método comprende ademas pulir la segunda capa funcionalizada de las

regiones intersticiales.

Un método, que comprende:

unir un primer conjunto de cebadores a una primera estructura de soporte;
unir un segundo conjunto de cebadores a una segunda estructura de soporte,
en donde el segundo conjunto de cebadores y la segunda estructura de
soporte son diferentes que el primer conjunto de cebadores y la primera
estructura de soporte; y cargar las estructuras de soporte primera y segunda
sobre una superficie de sustrato que tiene una pluralidad de primeros sitios
de captura para unir selectivamente a las primeras estructuras de soporte y
una pluralidad de segundos sitios de captura para unir selectivamente a las

segundas estructuras de soporte.



